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Abstract (en)
[origin: US4713215A] The powdered material contains oxygen in the oxide and/or adsorbed form and the oxygen present is reduced in a first pre-
sintering stage and the cohesion of the material is ensured in a second sintering stage. The pre-sintering stage is carried out under a reducing
atmosphere based on hydrogen and neutral gas whose flow rate FG is higher than or equal to: <IMAGE> in which relation: SP=section of the layer
of powder to be sintered in sg.m DP=voluminal mass of the powder in kg/cu m X(O2)i=percentage of oxygen mass in the powder before the pre-
sintering stage, in the oxide and/or adsorbed form, P(H2)i=voluminal percentage of hydrogen in the gas introduced into the furnace, P(H2)f=the
smallest voluminal percentage of hydrogen in the atmosphere in the furnace at a point where the oxides have been completely reduced, vS=speed
of feed of the material in the furnace expressed in m/hr, alpha is a constant FG being expressed in cu.m/hr.

Abstract (fr)
Procédé de frittage dans un four continu d'un matériau en poudre contenant de I'oxygéne sous forme d'oxyde et/ou sous forme adsorbée, dans
lequel on réduit I'oxygéne présent au cours d'une premiére étape de pré-frittage puis on assure la cohésion du matériau au cours d'une second
étape de frittage. Selon l'invention, I'étape de pré-frittage s'effectue sous atmosphere réductrice a base d'hydrogéne et de gaz neutre dont le débit un
débit F<sub>G</sub> est supérieur ou égal a : relation dans laquelle :S<sub>P</sub> = section de la couche de poudre a fritter en m2,D<sub>P</
sub> = masse volumique de la poudre en kg/m3,X(O,)i = pourcentage en masse d'oxygéne dans la poudre avant I'étape de pré-frittage, sous forme
d'oxyde et/ou adsorbé,P(H,)i = pourcentage volumique d'hydrogéene dans le gaz introduit dans le four,P(H,)f = le plus faible pourcentage volumique
d'hydrogéne dans I'atmosphére du four en un point ou les oxydes ont été complétement réduits,V<sub>S</sub> vitesse d'avance du matériau dans
le four exprimée en m/h,a est une constante,F<sub>G</sub> étant exprimé en m3heure.
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